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概要 めっき技術はフォトリソグラフィ技術と融合して，MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)分野で必要とされてい

る複雑かつ微細な構造体の作成などに展開されている。本報では，フォトレジストを鋳型として，電流制御やめっき液添加剤

など電気めっき条件を制御することによる微細な三次元空中金属構造体の形成方法について明らかにした。

Key Words: MEMS, Lithography, Plating, 3-Dimensional Structure

Formation of 3-Dimensional Structure by Electroforming

Kouichi MISUMI*,**, Takahiro SENZAKI***, Yasushi WASHIO***, Yaichirou NAKAMARU* and 

Hideo HONMA****

電気めっき法による三次元構造体形成

三隅　浩一 *,**，先崎　尊博 ***，鷲尾　泰史 ***，中丸　弥一郎 *，本間　英夫 ****

「エレクトロニクス実装学会誌」10〔 7〕557�559 (2007)
●速報論文




